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Em rea@es fotoquimicas a escolha da fonte de luz 
utilizada 6 da maior importincia. Dependendo da faixa de 
comprimento de onda a serem usadas na reago podem 
ser usadas diversas Umpadas. No entanto existem fontes 
de luz que fornecem radiaflo com um espectro mais largo 
como 6 o caso das limpadas a vapor de-mercbrio de alta 
pressiTo (VMAP). Neste caso basta ter um t i p  de fonte de 
luz e utilizar filtros. A Empada a VMAP tem um espe&ro 
prat icamente continuo, dependendo da pressZo, indo de 
248 a 690 nm (sem a erniss50 de 254 nm)' . Na regigo do 
visivel a limpada a VMAP fornece ainda mais luz do que 
as limpadas comuns de filamento. Para o trabalho 
fotoquihico sintetico e qualitative, que d o  precis de 
uma grande estabilidade e reprodutibilidade na inten- 
sidade da luz, a Empada a VMAP surge como a fonte 
ideal. No c a m p  da quimica de compostos orga- 
nometalicos quase a totalidade dos laborat6rios de 
pesquisa usa este tip0 de limpada2. 

No Brasil n b  se fabricam lhpadas  VMAP 
especialmente para a pesquisa. No entanto a Philips S/A. 
fabrica uma limpada deste tipo usada em ilumina@o de 

,mas. Esta consige de um tub0 de descarga envolto em 
urn bubo de vidro que funciona como filtro para a 
radiago ultra-violeta. 

A limpada charna-se HPLN e 6 encontrada nas 
intensidades de 80 a 2000 W, sendo recomendadas para 
fot6lise as de 125 e 250 W. Para a sua utiliza@o basta 
cortar o bulbo de vidro externo, retirando-o e, conforme 
a convenigncia da montagem, retirar o soquete de rasca. 
Desta maneira a limpada poderil ser usada em uma carnisa 
de refrigerago de 2,5 crn de dilimetro conforme o 
esquema de aparelhagem que discutimos a seguir. 

Para a fot6lise de reagentes ou produtos Gnsiveis ao ar 
e/ou urnidade tem-se utilizado a aparelhagem esque- 
matizada na Fig. 1 .  Com este sistema obtBm-se urna 
refrigerago eficiente da limpada de 125 W. Recomenda-se 
usar na linha de @ua uma chave autodt ica que desligue 
a Empada toda vez que faltar Qua. 

A entrada inferior B utilizada para degaseificar a 
aparelhagem e para borbulhar gas atraves da solu@o. As 
juntas esmerilhadas laterais poderb ser usadas para drias 
finalidades, tais corno: conexiio a uma bureta de gis (no 
caso de reago com carbonilas metdlicas para medir a 
produgo de- CO), instalago de condensador de refluxo, 
de funil de adigo e etc.. . A saida lateral obliqua tem 
sido utilizada para retirar amostras durante a reaq50, e 
depois da r e a ~ b  para acoplar um b&-o e transferir a 
soluqixo. 

Para selecionar o comprirnento de onda incidente na 
solu~5o fotolisada podem ser usados dois expedientes. 
Bombear, em circuit0 fechado, atravBs da camisa de 
refrigerago uma solugo que absorve luz nos compri- 
mentos de onda niTo desejados. Ou entab fabricar diversas 
camisas de refrigerago de diferentes vidros, utilizando-se 
uma junta esmerilhada padrIo. 
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Para uma agitago mais eficiente da solu@o poded ser 
utilizada a seguinte pep ,  Fig. 2. Uma placa de teflon de 
aproximadamente 2 mm de espessura 6 cortada com o 
formato do fundo do aparelho de fot6lise e furada no 
dilimetro de um agitador magn6tico. 

'J. G. Calvert e J. N. Pitts JI., "Photochemistry" John Willey, 
USA, 1966. 

2Ver publicag8es no J. of Organometal Chem 

Fig. 1 - Aparelho para fot6lise. 0 s  dYmetros fwnecidos SZO as 
medidas externas dos tubos, em mm. As distlncias S o  dedasem 
mm. 

Fig. 2 - Agitador 


